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W celu otrzymania wyraznych i cie-
niowanych odbitek na maszynie rotacyjne;j
stosuje si¢ oryginaly wyrabiane przez wy-
trawianie powierzchni plyty metalowej i
wytlaczanie nastepnie na formie drukar-
skiej, Kontury oryginatu wykonywa sig
zapomocy, fotograficznej kopji. negatywu,
poczem przypala go si¢ i wytrawia tak
dtugo, az oddzielne punkty lub cienkie li-
nje, odpowiadajace jasnym tonom odbitki,
zaczng sie zlewaé,

W my$l niniejszego wynalazku zmie-
niono ten sposéb tak, ze na nieprzypalonej
metalowej plycie kopjowej (powleczonej
klejem albo chromianem albuminu) pocia-
ga sie te miejsca, ktére majg da¢ jasna od-
bitke lakierem lub podobnym s$rodkiem
niepodlegajacym dziataniu cieczy zracej,

poczem poddaje si¢ plyte bezposrednio
wytrawianiu, po ktérem powloke lakieru
zmywa sie. Chociaz przypalanie plyty jest
zbyteczne, jednak sposéb wedlug wyna-
lazku jest w pewnej mierze wigcej uciaz-
liwy, niz znany sposéb, lecz posiada zale-
ty, ktére catkowicie réwnowaza jego wady,
przyczem nalezy jeszcze uwzglednié, ze

‘jezeli personel jest wyszkolony, to wy-

mieniona wada nie ma zadnego praktycz-
nego znaczenia.

Poniewaz przypalanie jest zbyteczne,
wiec wykoriczenie plyty moze byé bardzo
dokladne, gdyz dajac pokrycie lakierem
stabsze lub mocniejsze mozna utrzymaé
nawet najdrobniejsze szczegétly, ktére po-
zostaja wtedy wypukle, Oprécz tego po-
wloka lakieru wypelnia takze odstepy po-



miedzy punktami delikatnych szczegolow
i chroni je przed dostepem cieczy zracej.

Z wykonanego w ten sposob oryginalu
otrzymuje si¢ odbitki ostre i wyraZne na-
wet przy bardzo wielkiej ich ilosci.

Opisany spos6b mozna jeszcze udosko-
nali¢ przez zastosowanie kilkakrotnego
wytrawiania i stopniowego pokrywania o-
ryginalu, Po kazdorazowem wytrawieniu
zmywa si¢ powloke i pokrywa na nowo
cze$¢ pozostalych miejsc wystepujacego
oryginalu pierwotnego. Woéwczas mozna
uwzglednié najdrobniejsze szczegoly ory-
ginalu, np, Zrenice oczu, i wykonaé je zu-
pelnie wyraznie,

Stosujac opisany sposéb, mozna poste-
powac np. tak, ze na pierwotnej kopji nie-
hieskiej pokrywa si¢ naprzéd prawie caly
obraz, z wyjatkiem najwigcej jasnych
mie sc, i potem wytrawia. Nastepnie zmy-
wa si¢ powloke i naklada nowa, nie po-
krywajac péltonéw, poczem plyte znowu
sie¢ wytrawia, wskutzk czego podlegaja wy-
trawieniu nietylko odslonigte teraz poélto-
ny, lecz takze najjasniejsze miejsca wy-
{rawione juz raz przedtem. Przebieg ten
mozna powtarzaé dowolna ilosé razy, tak
ze wkorncu pozostajg juz tylko najciem-
niejsze tony i tylko te pozostaja nietknie-
te z calego pierwotnego obrazu. Otrzyma-
ny w ten sposéb oryginal przytwierdza sig
na wlasciwej plycie tlocznej i wktada po-
tem pod prase. Caly obraz ukazuje sie

potem na powierzchni formy drukarskie;,
ktéra sie potem uzywa tak, jak zwykle.

Zastrzezenia patentowe,

1. Sposéb wyrobu oryginaléw przeno-
szonych na formy drukarskie, na ktérych
to oryginatach wyznacza si¢ kontury obra-
zu na plycie metalowej sposobem chemi-
graficznym lub fotograficznym zapomoca
folograficznej kopji negatywu, znamienny
tem, ze kopje pokryta klejem lub chromia-
nem albuminu nie poddaje si¢ przypalaniu,
lecz powleka si¢ te miejsca, ktére maja sie
ostro wznosi¢, $rodkiem mniepodlegajacym
dzialaniu cieczy zracej, a potem cala ply-
te wytrawia sie.

2. Sposéb wedlug zastrz, 1, znamien-
ny tem, ze pokrywanie i wytrawianie ply-
ty powtarza si¢ wielokrotnie, przyczem na-
przéd pokrywa sig cala plyte z wyjatkiem

" najwigcej jasnych miejsc, nastepnie plyte

wytrawia si¢ i zmywa, potem powtarza
si¢ pokrywanie i wytrawianie plyty, lecz
za kazdym razem zmniejsza si¢ stopniowo
powierzchni¢ pokrywana tak, iz przed c-
statniem wytrawieniem pokryte sg juz
tylko miejsca o najglebszych tonach,

Oscar Mengel.
Zastepca: Dr, inz, M, Kryzan,

rzecznik patentowy.

Druk L. Bogustawskiego, Warszawa.
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